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Reunion tematica: FICMA-URV, Materiales y fotonica
21 de Septiembre de 2010

FiCMA (Fisica y Cristalografia de Materiales)

URV (Universitat Rovira i Virgili)
Tarragona

Objetivo:

El objetivo de la visita es el intercambio de idea
y acercamiento de las lineas de investigacion
en curso en los laboratorios e instalaciones del
Grupo de Fisica y Cristalografia de Materiales
de la Universidad Rovira i Virgili (FICMA-URV).
La actividad del grupo esta relacionada con la
sintesis y estructuracion de nuevos materiales
fotonicos y el desarrollo de sus aplicaciones
tecnologicas.
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INFORMACION:
Francesc Diaz, FICMA - URV Andrés Cifuentes, SECPhO
f.diaz@urv.cat acifuentes@secpho.org

Inscripcion ONLINE: www.secpho.org/events
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